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Magnetronové hlavy pro rozprašování vodivých i nevodivých terčů – 2 kusy 

Popis přístroje a jeho využití
Dvě magnetronové hlavy vhodné pro depozici tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování z vodivých 
i nevodivých terčů o průměru dva palce. Hlavy mají integrovanou manuální clonu a jsou osazeny na přírubě 
ISO-K100. Minimální technické požadavky platí pro každou z magnetronových hlav.

Technické podmínky

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce
	

	Typ/Model
	




	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Magnetronová hlava pro depozici tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování z vodivých 
i nevodivých terčů.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Hlava umožnuje rozprašovat terče, které jsou kruhové, s průměrem 2 palce a tloušťkou alespoň 
4 mm. Je možné použít i terče tenčí, případně terče bondované na měděnou podložku. 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Magnetronová hlava se připojuje k depoziční komoře přes standardní ISO-K100 přírubu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Magnetronová hlava je vybavena manuální clonou s elektrickou a vizuální indikací polohy. Clonu je možné vyjmout pro následné čištění uživatelem v čase do 5 minut nástroji dodanými výrobcem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Ovládání clony lze dodatečně vybavit elektrickým nebo pneumatickým pohonem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Magnetronová hlava je vhodná pro DC, pulzní DC (5-350 kHz), RF nebo HiPIMS buzení depozičního plazmatu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Maximální aplikovatelný DC výkon bude alespoň 
450 W pro kovové terče (Cu).
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu)

	Je požadováno nepřímé chlazení terčů, při jejich výměně nedojde ke kontaminaci chladící vodou.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Magnetické pole magnetronu bude generováno výlučně permanentními magnety. Magnetronová hlava bude umožňovat změnu magnetického pole výměnou jak vnitřních, tak i vnějších magnetů tak, 
že celý magnetický systém lze vyměnit bez zásahu do okruhu chladicí vody.
	
(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	[bookmark: _GoBack]Stínění magnetronové hlavy ("anoda") je možné vyjmout pro následné čištění uživatelem v čase 
do 5 minut nástroji dodanými výrobcem.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Stínění magnetronové hlavy ("anoda") může být alternativně nahrazeno plovoucím stíněním.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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Magnetronová hlava pro depozici tenkých vrstev  metodou magnetronového naprašování z   vodivých    i nevodivých terčů.  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Hlava umožnuje rozprašovat t erče , které   jsou  kruhové, s   průměrem 2 palce a tloušťko u alespoň    4 mm. Je možné použít i terče tenčí, případně terče  bondované na měděnou podložku.   (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Magnetronová hlava se připojuje k   depoziční komoře  přes standar d ní ISO - K100 přírubu.  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Magnetronová hlava je vybavena  manuální clonou  s   elektrickou   a vizuální indikací polohy.   Clonu je  možné vyjmout pro následné čištění uživatelem  v   čase do 5 minut nástroji dodanými výrobcem.  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Ovládání clony lze dodatečně vybavit el ektrickým  nebo pneumatickým pohonem.  (Dodavatel uvede ANO/ NE )  

Magnetronov á   hlav a   je vhodná pro DC, pulzní DC  (5 - 350 kHz), RF nebo HiPIMS buzení depozičního  plazmatu.  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Maximální aplikovatelný DC   výkon bude alespoň    450 W pro kovové terče   (Cu) .  (Dodavatel uvede ANO/ NE ,   skutečnou hodnotu)  

Je požadováno nepřímé chlazení terčů, při jejich  výměně nedojde ke kontaminaci chladící vodou.  (Dodavatel uvede ANO/ NE)  

Magnetické pole magnetronu bude genero váno  výlučně permanentními magnety. Magnetronová  hlava bude umožňovat změnu magnetického pole  výměnou jak vnitřních, tak i vnějších magnetů  tak,    že celý magnetický systém lze vyměnit bez zásahu  do okruhu chladicí vody.    (Dodavatel uvede ANO/ NE )  

